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Abstract (en)
[origin: WO2019063556A1] The invention concerns a method of inserting guilloche patterns in a document, each guilloche pattern being capable
of encoding variable alphanumeric data ensuring a different aspect at each guilloche pattern so as to render said document secure, the method
comprising an operation (300-600) of determining an insertion intensity of each guilloche pattern previously generated (100) on the basis of a mid-
gray level of the document near said guilloche pattern. The invention also concerns a device for implementing this insertion method. The invention
also concerns a method for extracting guilloche patterns (601 -608) from a secure document (600) likely to be degraded, the method comprising
the following operations: - determining (710) a contrast card (c) of at least one portion of the secure document that includes the guilloche patterns;
- identifying (720), on this contrast card an optimal percolation trajectory; and - extracting (730) the optimal percolation trajectory, said trajectory
corresponding to the guilloche pattern. The invention also concerns a method of authentication of the guilloche patterns of a secure document likely
to be degraded, involving: - the preceding extraction operations, and - an operation (740) of comparing each extracted guilloche pattern with a
corresponding theoretical guilloche pattern.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'insertion de motifs guillochés sur un document, chaque motif guilloché étant apte a encoder des données
alphanumériques variables assurant un aspect différent a chaque motif guilloché de sorte a sécuriser ledit document, le procédé comportant une
opération (300-600) de détermination d'une intensité d'insertion de chaque motif guilloché préalablement généré (100) en fonction d'un niveau de
gris moyen du document au voisinage dudit motif guilloché. L'invention concerne également un dispositif mettant en oeuvre ce procédé d'insertion.
L'invention concerne aussi un procédé d'extraction des motifs guillochés (601-608) d'un document sécurisé (600) susceptible d'étre dégradé, le
procédé comportant les opérations suivantes : -détermination (710) d'une carte des contrastes (c) d'une portion au moins du document sécurisé
incluant les motifs guillochés ; - identification (720), sur cette carte des contrastes, d'une trajectoire de percolation optimale ; et - extraction (730) de
la trajectoire de percolation optimale, ladite trajectoire correspondant au motif guilloché. L'invention concerne en outre un procédé d'authentification
des motifs guillochés d'un document sécurisé susceptible d'étre dégradé, comportant : - les opérations d'extraction précédentes, et - une opération
(740) de comparaison de chaque motif guilloché extrait avec un motif guilloché théorique correspondant.
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